
The 38th Annual Confernce on Magnetics in Japan・Session Schedule　

2日（火）

A　会場

D203

256席

B　会場

D205

256席

C　会場

D201

150席

D　会場

D202

150席

E　会場

D311

110席

F　会場

D308

110席

3日（水）

A　会場

D203

256席

B　会場

D205

256席

C　会場

D201

150席

D　会場

D202

150席

E　会場

D311

110席

F　会場

D308

110席 T. Honda（Kyushu Inst. Tech.） S. Yamada（Kanazawa Univ.） T. Takura（Tohoku Inst. Tech.）

Power Magnetics Ⅰ Power Magnetics Ⅱ Power Magnetics Ⅲ

9：15～10：30 10：45～12：00 13：00～14：30

9：30～10：30 10：45～11：45 13：00～14：30

N. Hosoito（NAIST） S. Nakagawa（Tokyo Inst. Tech.） T. Nagahama（Hokkaido Univ.）

S. Hashi（Tohoku Univ.） S. Yabukami（Tohoku Gakuin Univ.） Y. Endo（Tohoku Univ.）

Nano-StructureⅠ Nano-Structure Ⅱ Thin FilmⅠ

High-Frequency DeviceⅠ High-Frequency Device Ⅱ Magnetic Measurement

9：30～10：45 11：00～12：00 13：15～14：30

9：15～10：30 10：45～12：00 13：00～14：30 Reception Party
S. Okamoto（Tohoku Univ.） M. Takezawa（Kyushu Inst. Tech.） H. Hirosawa（NIMS） 18：00～

H.Takagi(Toyohashi Univ. Tech.) Presentation of Prize & Special Lecture　

Rare Earth Magnet Ⅲ Rare Earth Magnet Ⅳ Rare Earth Magnet Ⅴ
14：45～

H. Awano(Toyota Tech. Inst.)

T. Kato（Nagoya Univ.） A. Sugiyama（Waseda Univ.） N. Honda（Tohoku Inst. Tech.）

Symposium "Spin manipulation using light"

13：00～14：30

9:00-12:00 13:00-18:00

Microwave Assisted
Recording

Heat Assisted Magnetic
Recording

Bit Patterned Media

10：00～11：00 11：15～12：30 13：30～14：30

10：00～12:00

T. Sato（Shinshu Univ.） I. Sasada（Kyushu Univ.） T. Sasayama(Kyushu Univ.) T. Nakagawa（Osaka Univ.） Y. Kitamoto（Tokyo Inst. Tech.）

9/3（水）

Magnetic Field Analysis Wireless Power Transfer
Magnetic Shield/

Biomagnetic Measurements
Medical Magnetic Beads Medical Treatments Ⅰ

9：45～10：45 11：00～12：00 13：00～14：00 14：15～15：30 15：45～17：00

9：00～10：15 10：30～12：00 13：30～14：30 14：45～15：45 16：00～17：15

H. Taguchi（TDK） S. Ohnuma（DENJIKEN） T. Ogawa（Tohoku Univ.） B. Jeyadevan(Univ. Shiga Pref.) M. Jimbo（Daido Univ.）

S. Mizukami（Tohoku Univ.） Y. Sakuraba（NIMS） S. Kasai(NIMS) K. Yamada（UEC） S. Fukami（Tohoku Univ.）

Soft Magnetic MaterialsⅠ
（Ferrite/High Frequency）

Soft Magnetic MaterialsⅡ
（Metals）

Nanoparticle/Granular Ⅰ Nanoparticle/Granular Ⅱ Fabrication Process

Spintronics Films Heusler Films Spin Current Spin Wave/Fast Response Spin Torque

9：45～10：45 11：00～12：00 13：00～14：00 14：15～15：30 15：45～16：45

10：45～12：00 13：30～14：45 15：00～16：15 16：30～17：45

X. Liu（Shinshu Univ.） H. Takagi（Toyohashi Univ. Tech.） A. Yamaguchi（Univ. of Hyogo） K. Nakagawa（Nihon Univ.）

Multiferroics and
Simulation

Magneto-optics　Ⅰ Magneto-optics　Ⅱ

Rare Earth MagnetⅠ Rare Earth Magnet　Ⅱ
Symposium"Frontier of permanent magnetic materials for energy-efficient motors"

-MSJ, MagHEM and ESICMM joint symposium-

9：15～10：30 10：45～12：00 13：30～15：00 15：15～17：15

K. Ozaki(AIST)

9/2（火）

9:00-12:00 13:00-18:00

Magnetic Recording Media Hybrid Recording Media Ⅰ Hybrid Recording Media　Ⅱ

　13：00～14：15 14：30～15：45 16：00～17：15

A. Tsukamo(Nihon Univ.) T. Kanbe（SEL） M. Ohtake（Chuo Univ.）

R. Goto（Tohoku Univ.） H. Kato（Yamagata Univ.） M. Matsuura(Tohoku Univ.)

Material Characterization



4日（木）

A　会場

D203

256席

B　会場

D205

256席

C　会場

D201

150席

D　会場 ＭＴＪ
D202 17：00～17：45

15：45～16：45 H. Tanigawa
150席 H. Sukegawa（NIMS） （RSMC）
E　会場

D311

110席

F　会場

D308

110席

5日（金）

A　会場

D203

256席

B　会場

D205

256席

C　会場

D201

150席

D　会場

D202

150席

E　会場

D311

110席

F　会場

D308

110席

9：30～10：45 11：00～12：15

T. Nozaki（Tohoku Univ.） Y. Shiratsuchi（Osaka
Univ.）

O. Ishii（Yamagata Univ.） T. Uchiyama（Nagoya Univ.）

Surface/Interface
Magnetism

Exchange Bias

SensorⅠ Sensor Ⅱ

9：15～10：30 10：45～12：00

9:00 ～10：30 10：45～12：15

E. Kita（Univ. of Tsukuba ） A. Agui（JAEA）

M. Sahashi（Tohoku Univ.）

Magnetic Anisotropy and
Magneto-Striction Ⅰ

Magnetic Anisotropy and
Magneto-Striction Ⅱ

Magnets and Processing

10：00～11：15

9：00～10:00 10:15～11:45

T. Ono(Kyoto Univ.) Y. Saito(Toshiba)

9/5（金）

9:00-12:00 13:00-18:00

Symposium "Nano spin conversion science"

H. Mamiya（NIMS） T. Yoshida（Kyushu Univ.） R. Aogaki(Politechnic Univ.) M. Tanaka(AIST)

Y. Yasukawa（Chiba Inst. Tech.） K. Shintaku（AIT） S. Saito（Tohoku Univ.） S. Ishio（Akita Univ.）

Medical Treatments Ⅱ Hyperthermia
Symposium "Creation of novel materials and new analytical system using

external magnetic field"

Thin Film Ⅱ Thin Film Ⅲ Thin Film Ⅳ Thin Film Ⅴ

9：00～10：15 10：30～12：00 14：15～15：45 16：00～17：30

9：00～10：30 10：45～12：15 14：15～15：45 16：00～17：30

9：30～11：00 11：15～12：00 14：15～15：30

T. Ochiai（Toshiba） T. Kubota（Tohoku Univ.） Y. Takamura（Tokyo Inst. Tech.）

Y. Kamihara（Keio Univ.） K. Yamaguchi（Fukushima Univ.）

Spin Injection into Semi-
conductors

ＡＭＲ Heusler Device ＭＲＡＭ

Magnetization Process and
Magnetic Domain

Magnetic Order

14：15～16：00 16：15～18：00

9：00～10：00 10:15～12：15 Room A（D203）

H. Fukunaga(Nagasaki Univ.) Y. Kaneko(TOYOTA Central R&D Labs.) K. Ohmori(JABM) K. Fujisaki(Toyota Tech. Inst.)

R. Sugita（Ibaraki Univ.） S. Greaves（Tohoku Univ.） H. Nomura（Osaka Univ.） N. Kikuchi（Tohoku Univ.）

Symposium "Energy magnetics improving motor
efficiency"

Symposium "Energy magnetics improving motor
efficiency"

 Commemorative Lecture

Dr. S. Iwasaki

13：00～14：00

14：15～15：45 16：00～17：45

Magnetic Recording Head
Magnetic Recording

Simulation
Magnetic Force Microscopy Ⅰ Magnetic Force Microscopy Ⅱ

9：30～10：30 10：45～11：45 14：30～16：00 16：15～17：45

and 

Benjamin Franklin Medal 2014

9/4（木）

9:00-12:00 13:00-18:00

Order of Cultural Merit 2013 
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賛助会員　名簿　（50音順）

愛知製鋼（株）
アルプス電気（株）
インターメタリックス（株）
（株）HGSTジャパン
NECトーキン（株）
LG Electronics
（株）エルフ
オリンパス（株）
（独）科学技術振興機構
キヤノン（株）
キヤノンアネルバ（株）
キヤノン電子（株）
喬智電子股有限公司
Crimson Interactive Pvt., Ltd.
国立印刷局研究所
昭和電工エレクトロニクス（株）
信越化学工業（株）
新日鐵住金（株）
住友金属鉱山（株）
ソニー（株）
大同特殊鋼（株）
（株）ダイヘン
タカノ（株）
田中貴金属工業（株）
（株）玉川製作所

TAILWIND INDUSTRIAL HOLDING 
CO., LTD.
デクセリアルズ（株）
TDK（株）
（株）東栄科学産業
東英工業（株）
東京工業大学附属図書館
東光（株）　埼玉事業所
（株）東芝
（株）東設
東ソー（株）
東北電力（株）
東北特殊鋼（株）
（株）東陽テクニカ
DOWAエレクトロニクス（株）
戸田工業（株）
特許庁
トヨタ自動車（株）
（株）豊田中央研究所
日亜化学工業（株）
日本カンタム・デザイン（株）
日本ケミコン（株）
（独）日本原子力研究開発機構
日本電気（株）
日本放送協会

（株）二六製作所
ネオアーク（株）
パナソニック（株）
浜松光電（株）
日立金属（株）磁性材料カンパニー
日立金属（株）
（株）日立製作所
日立マクセル（株）　開発本部
富士電機（株）
富士フイルム（株）
(独 )物質・材料研究機構
Prolific Technology Inc.
（株）マキタ
（株）マグネスケール
マグネデザイン（株）
（株）マコメ研究所
三菱電機（株）
三菱マテリアル（株）
ミツミ電機（株）
ミネベア（株）
（株）村田製作所
（株）リガク
理研電子（株）
（株）リコー
凌和電子（株）
 （2014.7.8現在）
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